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1. 槪要  

앞으로 다가오는 高度 情報化 社會는 각 기관이나 개인이 필요로 하는 情報를 얼마나 빨리, 많이 획득할 수 있느냐

에 달려 있으며, 이를 위해서는 情報를 보다 신속하게 처리, 전달하고 보다 많이 저장할 수 있는 기능을 가진 새로

운 素材의 開發이 필수적이다. 컴퓨터의 경우, 실리콘 등 새로운 素材가 開發됨에 따라 1960년대에 비해 현재 情報

處理 속도는 1억배, 情報貯藏 능력은 4백만 배, 情報傳達速度는 2천 배나 향상되어 시스템 뿐만 아니라, 素材技術의

發達이 컴퓨터의 技術革新을 주도하고 있음을 잘 나타내 주고 있다. 情報産業用 素材를 半導體 素材, 光記錄 媒體

磁氣記錄 媒體로 크게 나누어 각각에 대해 국내외 市場 및 技術動向을 분석하고자 한다.  

2. 國內外 技術開發 動向  

○ 半導體 材料 分野  

세계의 技術先進國들은 새로운 素材 및 新機能 半導體 素子의 개발을 위해 정부 주도 하에 대형 국책 개발 사업으로

추진하고 있다. 美國의 경우 國防省 주도하에 DOD MIMIC(Dep. of Defence Millimeter-Microwave ICs) 프로그램 중

半導體 素子(MESFET, HEMT, HBT 등)를 개발하고 있으며, 日本은 通産省 주도 하에 창조 과학 기술추진 제도 중 完全

結晶, 超微粒子 project를, 次世代 産業基盤 技術을 초격자 素子 및 3차원 회로 素子 project를 수행했으며, 과기청

주도 하에 半導體 格子 결함을 이용한 재료 기능의 制御硏究를 수행하고 있다. 한편 EC에서는 産業高度化 및 基盤技

術의 開發을 구축하기 위해 電子産業을 중심으로 한 大型技術 開發計劃을 수립·추진하고 있다. 여기에는 EU-RECA

(EUropean Research-Coordination Agency) 계획 중 半導體 관련 課題와 ESPRIT(European Strategic Programme for

Research and Development in Information Technologies) 중의 advanced microelectronics 프로그램을 예로 들 수

있다.  

우리의 半導體 素子, 특히 메모리 素子 제조기술은 先進國에 상당히 접근하고 있으나, 半導體 材料(Si 및 GaAs 등)

및 化合物 半導體 素子는 아직도 초보 단계에 머물러 있으며, 특히 次世代素子인 3차원 素子는 기초 기술 개발 단계

로서 先進國에서는 3층 3차원 素子시제품이 선보였다는 점을 감안할 때 우리의 노력이 절실하게 요구된다.  

○ 光 메모리 材料 分野  

光 메모리 技術分野의 先進國인 日本은 通産省 산하 光産業技術振興協會 주도로 연구를 추진하고 있으며, 여기에는

소니, 미쓰비시, 히타치 등 대기업이 참여하고 있다. 美國에서도 정부 주도로 次世代 光 메모리 기술 개발에 주력하

고 있으며, 그 일환으로 CMU의 Data Storage System Center에 4,200만 달러를 투입할 계획이다. 磁氣記錄 分野의 세

계 先頭業體인 IBM에서 일본 IBM을 통해 3.5" MO 장치를 PC에 적용한 후, 標準化에 적극 나서고 있다. EC에서는 光

디스크 기본 특허 보유 회사인 Philips를 중심으로 CD와 LD를 미국의 Dupont과 합작하여 장기 투자 계획을 수립할

정도로 적극성을 보이고 독일의 Simens, Hoechst, 프랑스의 Bull 등 대규모 업체가 光 메모리 技術開發의 적극 투자

하고 있는 실정이다.  

우리 나라의 경우, 연구 개발은 Rewritable-OD/ODD 개발에 집중되어 금성사 중앙연구소, 삼성 종합 기술원, (주)SKC

중앙 연구소에서 제 1세대 光磁氣 디스크 개발에 주력하고 있는 형편이며, 先進國 設備導入에 의한 短期 製品 개발

형태를 띠고 있다.  

○ 磁氣記錄材料 分野  
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컴퓨터용 하드 디스크 매체는 지금까지 미국의 IBM, DEC 등 대기업과 전문회사인 Seagate, Komack 등 10여 개의

venture 기업이 주도하고 있으며, 최근 컴퓨터가 노트북형으로 小型化 됨에 따라 小型, 大容量의 hard disk가 개발

되고 매체 분야는 거의 2년마다 새로운 HDD에 적합한 高密度의 신모델이 출현되고 있는 실정이다. 최근 들어 일본의

하드디스크 및 헤드 생산이 활발해지고 있고, 소니, 히타치, 도시바 등 거의 모든 전자 회사에서 수직기록 매체, 새

로운 수평 기록 매체 및 narrow track 헤드개발에 막대한 연구비를 투자하고 있다.  

미국에 있어서 하드 디스크용 헤드는 IBM이 세계를 주도하고 있다. 현재 박막 헤드가 주축을 이룰 전망이며, 그 개

발 방향은 narrow track이 예상된다. 이에 따라서 Iaminated(or multi-layered)thin film 헤드가 발전 추세이다. 이

분야에 있어서 특기할 만한 점은 대만의 출현이다. 현재는 뒤떨어져 있으나 國立硏究所인 ITRI의 OESL에서 주도하여

disk, head 및 drive를 자체 기술로 개발하여 産業化할 획기적인 project를 추진 중에 있다.  

한편 국내에서는 컴퓨터용 head의 수출량은 많지만 이는 단순 조립에 의한 것으로 점차 박막 헤드가 주류를 이루면

서 head 산업 전체가 충격을 받을 것으로 예상된다. 특히 HDTV가 개발될 경우, 이에 맞는 高密度 테이프의 개발도

절실히 요구된다.  

3. 國內外 市場動向  

情報産業用 素材 전체의 세계 시장은 1990년의 약 61억 달러에서 1995년 158억 달러, 2000년에는 390억 달러로 크게

신장될 전망이며, 이 기간 중에 예상되는 연평균 成長率은 20%를 상회할 것이다〈표 1참조〉. 국내 시장도 세계 시

장과 마찬가지로 23%의 높은 成長率을 보이면서 1990년에는 4억 달러 수준이, 2000년에는 약 32억 달러로 8배 이상

확장될 것으로 전망된다. 이같은 국내외 시장의 급격한 팽창은 2000년대의 高度 情報化 社會에 따른 기관이나 개인

의 정보에 대한 욕구를 충족시키기 위한 것으로 판단된다. 즉, 보다 많은 情報를 보다 빠른 시간 내에 처리할 수 있

는 기기의 등장이 必然的임을 의미하며, 이의 해결 방안은 光 메모리 기기와 재료에서 찾을 수 있다. 시장 규모 변

화에서 볼 수 있듯이 자기 테이프 등과 같은 磁氣記錄材料의 成長率(16.5%)보다는 光 메  

〈표 1〉 情報産業用 素材의 국내외 市場 규모  

모리 디스크 등과 같은 光 메모리 재료의 市場 成長率(50% 이상)이 매우 높다는 사실과 光 메모리 재료가 情報用素

材 전체 세계 시장에서 차지하는 비율이 90년도의 3.6%, 95년의 22.6%, 2000년의 35.1%로 크게 증가할 것이라는 사

실로부터 이같은 추이를 알 수 있다.  

재료별로 좀더 살펴보면, 光 메모리 재료의 경우 이제까지는 ROM-OD가 세계 시장의 약 70%를 차지하였으나, 高速

大容量의 Rewritable-OD가 2000년 세계 시장의 약 85%, 국내 시장의 50% 이상을 점유할 것으로 보인다. 1995년 光磁
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氣 디스크 시장은 연 100억 달러 전자 출판, 문서 파일 등 관련 기기 시장은 약 5000억 달러의 부가가치가 창출될

것으로 보인다. 특히 성능면에서 제1세대 재료보다 월등한 2000년대의 재료는 생산 기술(수율 90% 이상, 2000년)의

향상으로 단가가 지금의 1/20에 지나지 않아 大衆化가 급속히 이루어질 것으로 전망되어 이 분야에 대한 정부, 업

계, 연구계의 과감한 투자와 노력이 시급하다.  

磁氣記錄의 材料의 경우, 2000년에 가서는 光 메모리 재료에서 선두 자리를 빼앗길지도 모르는 이 분야의 개발 추이

는 자기 기록 테이프용보다는 주로 컴퓨터 하드 디스크 재료에 집중될 전망이다. 즉, 컴퓨터가 小型化되면서 하드

디스크도 5.25"에서 3.5"로 또 2.5" 이하(1992년경 실용 예상)로 小型化되는 반면, 면적당 記錄密度는 매년 20% 정

도 향상되고 있다. 小型 하드 디스크 드라이브의 세계 시장은 1991년 약 300억 달러 정도로 추산되며, 여기에 사용

되는 소구경 디스크의 세계 시장은 약 20억 달러 정도로, 그 需要는 연 15% 이상 증가하고 있는 실정이다. 한편

1989년 하드 디스크 드라이브의 국내 생산은 약 6천 3백만 달러, 수입은 1억 4천 5백만 달러이며 매년 약 50% 정도

증가하고 있으나, 하드 디스크는 전량 수입에 의존하고 있는 형편이다. 한편 磁氣記錄 테이프 소재의 세계 시장은

90년의 2.3억에서 95년의 3.4억, 2000년의 5억 달러로 90년에 비해 약 2배 이상 성장할 것으로 전망되며, 국내 시장

도 90년 5천 5백만, 95년 8천 백만, 2000년의 1억 2천만 달러로 두 배 가량 성장할 전망이다.  

마지막으로 半導體 材料를 살펴보면, 이 분야의 세계 시장은 연평균 약 14%고 꾸준히 성장하여, 1990년은 22억 달

러, 95년의 44억 달러, 2000년에는 80억 달러로 5년마다 거의 2배 이상 성장할 것으로 전망된다. 국내 시장은 세계

시장보다 높은 연평균 약 21%를 나타낼 것으로 예측되어 2000년에는 세계 시장 점유율이 두 자리 숫자(약 13%)를 기

록할 것이다. 관련 素材로는 실리콘이 가장 큰 시장을 형성하면서 세계적으로는 10% 이상, 국내 시장은 25% 이상 꾸

준히 성장할 것으로 예상되며, 化合物 半導體 素材중에서는 선두 주자인 GaAs 소재가 크게 성장하여 95년에 세계 시

장은 6억 7천만 달러, 국내는 2천 4백만 달러 정도의 시장이 예상되며, 기타 化合物 半導體(GaP, InP, Ⅱ-Ⅵ족 등)

도 약 15% 내외의 연평균 성장이 예측된다.  

4. 結論  

情報産業用 部品, 素材産業에서 市場性 및 기술적으로 매우 중요한 半導體, 光 메모리 및 磁氣記錄 素材는 다가올

情報化 시대의 핵심 요소로서 선진국에서는 국가 주도 대형 연구 과제로 연구 개발을 추진했거나 추진 중에 있으며

동시에 이에 대한 기술 보호 조치를 강화하여 심지어는 무기화하려는 움직임까지 보이고 있는 것이 현실이다.  

그러나 技術, 資本, 人力면에서 절대적으로 부족한 우리 실정에서는 관련 기술 및 産業의 競爭力 우위를 확보하기

위해서는 국가적 차원에서 國家 總可用資源을 조직화하여 본격 개발 체제를 구축하는 것이 가장 절실하다. 특히 資

本 및 技術集約度가 크고, 生産設備 依存性이 큰 분야이면서도 설비 개발 능력이 없는 현재로서는 先進技術을 빨리

흡수하기 위해서 해외 consulting 회사, cross licence 등을 활용하는 방안도 적극 강구해야 한다.  
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